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Compromiso Presupuestal de Gasto — Comprobante. Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjquintan
36-02-00-011-

29/08/2023 12:00:00 p. m.

JOSE SEBASTAN QUINTANA PEREZ
CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA-BTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6723 de fecha 2023-06-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Namero: 36223 Fecha Registro: 2023-08-29 Unidad / Subunidad Ejecutora: 36-02-00-011-921610 CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA-BTAD C
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 18.150.373,00(Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 18.150.373,00|Saldo x Obligar: 18.150.373,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacian: NIT | 901627917|Razén Social: |DOTACIONES H SAS |Medio de Pago: |Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
NUmero: | 24700001066|Banco: |BANCOLOMBIA S.A. |Tip0: |Ahorro Estado: |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: | 79968855|Nombre: RODOLFO MARTINEZ PEREZ Cargo: |SUBD'RECTOR CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA - BOGOTA D.C
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATO DE
Identificacion: Fecha de Registro: Genera Viéticos: No (l\l:zmissigrl]i:citud de NUmero: |CO1.PCCNTR.5313803 Tipo: ng‘?ﬁ? Fecha: 2023-08-29
SUMINISTROS
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
gD?;E]liJOO f/IEEIEII'LROOLZgII,EA BTA i;gﬁ?;g?g;égg?g;gzssyoz Nacion 10 CSF FECHA OPERACION VALOR INICIAL OP\I/E??I;-\%TON VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
18.150.373,00 0,00
Total: 18.150.373,00 0,00 18.150.373,00 18.150.373,00

Objeto:

|DOTACION:CONTRATAR LA COMPRA DE DOTACION Y ROPA DE TRABAJO PARA INSTRUCTORES DEL CENTRO DE DISENO Y METROLOGIA VIGENCIA 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC

POSICION DEL CATALOGO DE PAC
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